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TWOJ PLAN
NA ROWNY
LAN

KOMPLETNY

sktad dzieki dwom
uzupetniajgcym sie
substancjom czynnym

OPTYMALNY
ksztattuje potencjat
plonotworczy rzepaku

KLUCZOWY W OCHRONIE
reguluje pokroj roslin

i zabezpiecza przed
chorobami grzybowymi

Sledz nas na:

www.ciechagro.pl Ne000

Ze srodkéw ochrony roslin nalezy korzysta¢ z zachowaniem bezpieczenstwa. Przed kazdym uzyciem
przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczgce produktu. Zwré¢ uwage na zwroty
wskazujgce rodzaj zagrozenia oraz przestrzegaj srodkéw bezpieczenstwa zamieszczonych na etykiecie.

CIECH Sarzyna S.A. ul. Chemikéw 1, 37-310 Nowa Sarzyna, tel. (17) 24 07 111




DOVVO"® 375 SC JAKO REGULATOR WZROSTU

GWARANTUJE PRAWIDLOWY \ ZAPOBIEGA WYLEGANIU

POKROJ £ANU ORAZ JEGO o | ; / J e Zapewnia fatwiejszy zbior oraz

STRUKTURE . " ogranicza straty podczas zbioru,
A

a dodatkowo minimalizuje straty
spowodowane wykonywaniem
zabiegoéw agrotechnicznych.

Poprzez redukcje sity dominac;ji

wierzchotka pedu gtéwnego )\‘Q’( r

roélina rzepaku wytwarza ’

wiecej silnych peddéw bocznych, | \

a prawidtowy pokroj rzepaku {

wplywa na réwnomierne )

kwitnienie i w rezultacie : >\

dojrzewanie nasion. e

WPLYWA KORZYSTNIE NA ) Pozwala uzyskac lepszy dostep
ROZWOJ | ROZBUDOWE 0 § ’\ $wiatta do nizszych partii roslin, co
SYSTEMU KORZENIOWEGO \ gwarantuje efektywniejszy proces
Rozwiniety system korzeniowy fotosyntezy. Wzmocnienie tego
pozwala roslinie skutecznie procesu przektada sie na wiekszg
pobierac¢ wode i sktadniki liczbe tuszczyn prawidtowo
pokarmowe jako fundament wypetnionych nasionami o wyzszej
uzyskania wysokich plonow. MTN i lepszym zaolejeniu.

REGULUJE ROWNOMIERNE
DOJRZEWANIE

DLACZEGO WARTO STOSOWAC DOVVO® 375 SC?

IDEALNE POLACZENIE funkcji regulatora
wzrostu wraz z fungicydem

OKRES
OCHRONA RZEPAKU przed kluczowymi tqczy w sobie STOSOWANIA
chorobami BARDZO WYSOKA wiosna
REGULACJA | WYROWNANIE tanu SKUTECZNOSC jesien
w regulowaniu
i ksztattowaniu
pokroju rzepaku

ROZBUDOWA duzej ilosci pedow bocznych

KONTROLA nad rownomiernym kwitnieniem
i dojrzewaniem nasion

INFORMACJE PODSTAWOWE

Forma uzytkowa: SC - koncentrat do sporzgdzania zawiesiny wodnej

Zawartos¢ substanciji

aktywnych: Difenokonazol 250 g/| Paklobutrazol 125 g/I

Mechanizm dziatania

wg FRAC: 3 - inhibitor biosyntezy steroli, substancja czynna z grupy triazoli

Sposéb pobierania: Przez liscie

Sposéb dziatania: Systemiczny

WIOSENNA REGULACJA
POKROJU | ROZWOJU
RZEPAKU Z ZASTOSOWANIEM

DOVVO® 375 SC

Rozwdj rzepaku wiosng jest bardzo intensywny.
Plantacje, ktore sq zdrowe i dobrze odzywione,
szybko przechodzq przez kolejne fazy rozwojowe.
W momencie ruszenia wegetaciji rozeta lisciowa
ponownie sie odtwarza. Kolejne etapy to wzrost
todyg oraz wyniesienie stozka wzrostu. Ped
gtéwny buduje sie z pgka wierzchotkowego,
a pedy boczne tworzq sie z pgkéw kgtowych
lisci rozetowych.

WCZESNA WIOSNA

Wczesna wiosna to idealny moment
na wykonanie zabiegu regulujgcego
pokrdj rzepaku.

BBCH 33 - NAJKORZYSTNIEJSZY MOMENT
Najlepszy moment jest wtedy, gdy rzepak
znajduje sie w fazie rozwojowej BBCH 33,
czyli posiada widoczne trzy miedzywezla.

DOBRZE WYBRANY TERMIN ZABIEGU
Odpowiedni termin zabiegu wptywa pozytywnie
na pokrdj rzepaku (zmniejszenie wysokosci roslin
nawet o 10%).

KORZYSCI REGULACJI

Dzieki regulaciji rolina wykorzysta energie
na wytworzenie wiekszej liczby peddéw
bocznych (nawet o 40%).

REGULACJA WSPOMAGA ROSLINE
Roslina wytworzy wiekszq liczbe tuszczyn
dojrzewajgcych w rownym tempie.

SKROCENIE LODYGI
Skrocenie i usztywnienie todygi zmniejsza
ryzyko zwigzane z wyleganiem.

WARTO WIEDZIEC
Ped gtéwny to tylko ok. 20% plonu,
wiekszos¢ plonu wytwarzajq pedy boczne.

REGULOWANA PLANTACJA

Wydaje mozliwie najwyzszy plon o bardzo
dobrych parametrach technicznych. Zbior
takiej plantacji jest sprawniejszy, a przez to
bardziej ekonomiczny.
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